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摘要(译)

在一种包含有机电致发光设备的发光设备中，光传输基材形成以包括用
于反射由有机电致发光设备(对应于像素)发出的光并因此防止光进入相邻
像素区域的部件，其中所述设备包括一层或多层夹在形成于光传输基材
上的透明第一电极和第二电极之间的有机薄层(至少包括发光层)发光层。
该光传输基材由一种折射指数为1.65或更多或折射指数超过发光层的材
料形成。与第一电极相对的光传输基材的表面具有光散射功能以避免总
反射。利用这种构成，可实现一种没有光泄漏并具有优异的光提取效率
的发光设备，并因此可实现一种高亮度低电压驱动的显示设备。
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